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開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語）	
Title(English) 世話人 ( 所属 )

3/19
( 水）

13:00 ～ 16:30 E4
(	)

1. 応用物理学一般 小栗　和也（東 海 大）
内田　晴久（東 海 大）
藤井　克司（東 大）
岸田　俊二（N E C 特 許 情 報）

地産地消のエネルギーシステム
Regionally	produced	and	consumed	energy	system

9:00 ～ 12:30 D3
(	)

4. 量子エレクトロニクス 興　　雄司（九 大）
平等　拓範（分 子 研）レーザー点火による省エネルギーの技術革新をめざして（燃焼学会，自動車技術会共催）

Innovation	on	energy-saving	with	laser	ignition	technologies

14:00 ～ 17:30 F7
(	)

6. 薄膜・表面 佐々木正洋（筑 波 大）
中村　　健（産 総 研）
吉越　章隆（原 子 力 機 構）

真空の制約を超える：電子やイオンを用いた分析法の実環境測定への挑戦
Beyond	 vacuum	 condition:	 challenges	 in	 electron/ion-based	 analysis	 in	 real	
environments

13:00 ～ 19:00 E13
(	)

15. 結晶工学 三宅　秀人（三 重 大）
酒井　　朗（阪 大）
片山　竜二（東 北 大）

窒化物半導体特異構造の科学　～成長・作製と新機能の発現～
Materials	science	of	singularity	in	nitride	semiconductors	-growth,	fabrication,	creation	
of	new	functions-

13:15 ～ 17:45 E10
(	)

合同セッションK 宇野　和行（和 歌 山 大）
阿部　友紀（鳥 取 大）
川原村敏幸（高 知 工 大）

ワイドバンドギャップ酸化物半導体による新しい機能の創成
Creation	of	New	Functional	Materials	by	Wide-bandgap	Oxide	Semiconductors

3/20
（木） 9:15 ～ 15:00 E12

(	)

16. 非晶質・微結晶 藤原　　巧（東 北 大）
後藤　民浩（群 馬 大）
松井　卓矢（産 総 研）
大平　圭介（北 陸 先 端 大）

「割れないガラス」の最先端研究動向と新たな展開
Advanced	Trend	of	Strengthened	Glass;	fabrication,	process,	and	evaluation

■シンポジウム
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語）	

Title(English) 世話人 ( 所属 )

3/17
( 月）

14:45 ～ 17:45 D8
(	)

光を用いた構造ヘルスモニタリング技術
Structural	health	monitoring	based	on	optical	method 中村健太郎（東 工 大）

9:00 ～ 16:30 D7
(	)

応用物理とMathematica
Applied	physics	and	Mathematica

興　　雄司（九 大）
小田部荘司（九 工 大）

10:00 ～ 17:45 F8
(	)

多元化合物の多様な機能性と評価・応用の新展開－ ICTMC-19 に向けて－
Wide	Range	of	Functionality	on	Multinary	Compounds	and	Their	New	development	of	
Characterization	and	application	-	Toward	ICTMC-19	-

脇田　和樹（千 葉 工 大）
坪井　　望（新 潟 大）

※ 会場名のアルファベットは建物名を表します．下記ご参照ください．例えば「E1」は E 棟にございます．場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください．
　　＜建物略称＞　D：D 棟，E：E 棟，F：F 棟 会場欄の（　）内の数字はプログラム掲載頁．

■「2．放射線」分科内招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語）	

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/20
（木） 11:30 ～ 11:45 F1

()
TES 型マイクロカロリーメータによる 241Am、238Pu 及び 239Pu 線源の LX線スペクトル計測 前畑　京介 (九 大)

■「4. 量子エレクトロニクス」分科内招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語）	

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/17
( 月）

14:45 ～ 15:00 F7
()

1,3-butadine における励起状態の超高速緩和の観測 関川　太郎 (北 大)

15:00 ～ 15:15 F7
()

90nm真空紫外レーザーパルスによる光電子イメージング II 足立　俊輔 (京 大)

3/20
（木） 9:30 ～ 10:00 D1

()
Two	photon	polymerization	integration	of	microlens	arrays	into	3D	glass	microchannel	
for	cell	counting 呉　　　東 (理 研)

■「5. 光エレクトロニクス」分科内招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語）	

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/17
( 月）

14:00 ～ 14:30 F9
()

可視レーザー光のスペクトル制御とディスプレイへの応用 村田　博司 (阪 大)

15:30 ～ 16:00 F9
()

レーザー&LEDヘッドランプ 安在　俊達 (ス タ ン レ ー 電 気)

■「6．薄膜・表面」分科内招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語）	

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/17
( 月） 15:45 ～ 16:15 D6

()
「光と薄膜」―プラズマの分光計測にもとづく炭素系薄膜の材料設計 伊藤　治彦 (長 岡 技 科 大)

3/18
( 火） 11:00 ～ 11:30 D6

()
蛍光ダイヤモンドナノ粒子を使った光検出磁気共鳴イメージング法と生体応用 吉成　洋祐 (京 大)

3/19
( 水）

9:00 ～ 9:30 D6
()

斜め蒸着法の応用に関する研究 鈴木　基史 (京 大)

11:45 ～ 12:15 D6
()

Towards	a	higher-Tc	superconductor 秋光　　純 (青 学 大)

■「7．ビーム応用」分科内招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語）	

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/17
( 月）

9:00 ～ 9:45 F3
()

超熱酸素分子線による合金表面の酸化過程と耐腐食性機能の解明 岡田美智雄 (阪 大)

11:15 ～ 11:45 F3
()

10fs レーザーパルスによるプラズモン波の励起と時間分解可視化 久保　　敦 (筑 波 大)

15:45 ～ 16:15 F5
()

微小電子源アレイを用いた超高感度撮像素子 難波　正和 (Ｎ Ｈ Ｋ 技 研)

3/18
( 火）

14:00 ～ 14:30 F1
()

50 ～ 4000	eV 領域の軟Ｘ線平面結像型分光器の開発と電子顕微鏡への応用 今園　孝志 (原 子 力 機 構)

14:00 ～ 14:30 F2
()

EUV光利用による EUVマスク検査技術 原田　哲男 (兵 庫 県 立 大)



（	20	）

※ 会場名のアルファベットは建物名を表します．下記ご参照ください．例えば「E1」は E 棟にございます．場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください．
　　＜建物略称＞　D：D 棟，E：E 棟，F：F 棟 会場欄の（　）内の数字はプログラム掲載頁．

■「8．プラズマエレクトロニクス」分科内招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語）	

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/18
( 火）

10:00 ～ 10:30 E9
()

新しいプラズマ源と診断法の研究 進藤　春雄 (東 海 大)

10:30 ～ 11:00 E9
()

プラズマ微細加工プロセスのモデリングと体系化：シリコンからメタル・高誘電体材料まで 斧　　高一 (京 大)

■「9．応用物性」分科内招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語）	

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/20
（木） 12:45 ～ 13:15 F11

()
金属―強誘電体界面で発現する触媒作用 狩野　　旬 (岡 山 大)

■「12．有機分子・バイオエレクトロニクス」分科内招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語）	

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/18
( 火） 10:30 ～ 11:00 E6

()
有機半導体結晶の作製とデバイス応用 堀田　　収 (京 都 工 繊 大)

■「16．非晶質・微結晶」分科内招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語）	

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/19
( 水） 14:00 ～ 14:30 D2

()
超格子材料を用いた相変化デバイス 田井　光春 (超低電圧デバイス技術研究組合)

■海外研究者招待講演
開催日 時間 会場 タイトル ( 日本語）	

Title(English) 講演者名 ( 所属 )

3/18
( 火） 11:00 ～ 11:45 E9

()
8.Plasma	Electronics
Dusty	plasmas	in	applications Laifa	 Boufendi(Orleans	 Univ.)

3/19
( 水）

10:45 ～ 11:15 D6
()

6.Thin	Films	and	Surfaces
Thin	Film	Metallic	Glasses:	Unique	Properties	and	Potential	Applications Chu	Jinn	P.(N T U S T)

10:45 ～ 11:15 F8
()

5.Optoelectronics
中国のシリコンフォトニクスの動向およびシリコン光変調器技術 儲　　　涛 (中国科学院半導体研究所)

■大分類分科意見交換会
月日 時間 会場 会合名 食事 人数 世話人

3/27
( 水）

12:00 ～ 13:00 D4
C5 号館 3階 301

「17	ナノカーボン」	大分類意見交換会 折詰 15 佐藤信太郎 （産 総 研）

12:10 ～ 13:10 A12
K1 号館 7階 705

「5	光エレクトロニクス」	大分類意見交換会 折詰 8 李　　英根 （日 立）

12:15 ～ 13:00 D5
C5 号館 3階 302

「14	半導体 B（探索的材料・物性・デバイス）」	大分類意見交換会 折詰 16 北田　貴弘 （徳 島 大）

12:15 ～ 13:15 B12
K2 号館 4階 1405

「6	薄膜・表面」	大分類意見交換会 折詰 16 武内　　修 （筑 波 大）

3/28
( 木）

11:00 ～ 11:30 D5
C5 号館 3階 302

「2	放射線」	大分類意見交換会
( 放射線分科会幹事会開始前に開催） 折詰 30 若林源一郎 （近 大）

12:00 ～ 12:30 A9
K1 号館 6階 604

「8	プラズマエレクトロニクス」	大分類意見交換会
（プラズマエレクトロニクス分科会ミーティング内で開催） - 50 中村　圭二 （中 部 大）

12:00 ～ 13:00 D9
C5 号館 3階 319

「4	量子エレクトロニクス」	大分類意見交換会 折詰 10 牧村　哲也 （筑 波 大）

12:15	～	13:15 D10
C5 号館 3階 320

「15	結晶工学」	大分類意見交換会 - 10 本田　　徹 （工 学 院 大）

12:30	～	13:30 D6
C5 号館 3階 303

「10	スピントロニクス・マグネティクス」	大分類意見交換会
（スピンエレクトロニクス研究会幹事会内で開催） - 25 齋藤　秀和 （産 総 研）

3/29
( 金）

12:00 ～ 13:00 D7
C5 号館 3階 304

「9	応用物性」	大分類意見交換会 折詰 8 白樫　淳一 （農 工 大）

12:15 ～ 13:15 D11
C5 号館 3階 321

「7	ビーム応用」	大分類意見交換会 折詰 10 廣島　　洋 （産 総 研）

12:15 ～ 13:15 D10
C5 号館 3階 320

「16	非晶質・微結晶」	大分類意見交換会 折詰 8 松井　卓矢 （産 総 研）

12:30 ～ 13:15 D4
C5 号館 3階 301

「1	応用物理学一般」	大分類意見交換会 折詰 10 松谷　晃宏 （東 工 大）

13:30 ～ 14:30 D6
C5 号館 3階 303

「3	光」	大分類意見交換会 折詰 10 松浦　祐司 （東 北 大）

17:30 ～ 18:00 D4
C5 号館 3階 301

「11	超伝導」	大分類意見交換会
( 超伝導分科会幹事会開始前に開催） - 20 土井　俊哉 （京 大）

18:00 ～ 19:30 D5
C5 号館 3階 302

「12	有機分子・バイオエレクトロニクス」	大分類意見交換会 折詰 24 中村　雅一 （奈良先端大）


